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DESCRIPCION
Mezcla de polvo de base polimérica, y método de su produccion
CAMPO DE LA INVENCION

La presente divulgacién se refiere a métodos para producir un polvo consumible, y mas particularmente a, polvos
consumibles para sistemas de fabricacién aditiva, tales como, Sinterizado Selectivo por Laser (SLS, por sus siglas
en inglés), Sinterizado de Alta Velocidad, y Sinterizado por Inhibicion Selectiva.

ANTECEDENTES

Los sistemas de fabricacion aditiva, como el sinterizado selectivo por laser (SLS), el sinterizado de alta velocidad
y el sinterizado por inhibicidon selectiva, transforman un polvo consumible en un articulo tridimensional. El sistema
construye el articulo a partir de una representacién digital capa por capa mediante |a aplicacion selectiva de energia
térmica al polvo consumible para fusionar las particulas de polvo en una pieza monolitica. Las técnicas actuales
para fabricar los polvos consumibles para estos sistemas de fabricacién aditiva incluyen la trituracidon o molienda
de grandes granulos de polimero o la precipitacidon de particulas de polimero a partir de una solucién. Sin embargo,
estas técnicas son caras y no ofrecen un control preciso de la morfologia de las particulas. La variacion de la
morfologia de las particulas en un polvo consumible altera el tiempo de fusidén y la temperatura de las particulas,
lo que en Ultima instancia reduce la uniformidad del proceso de fusion y debilita la pieza monolitica, formada
mediante el sistema de fabricacién aditiva. En consecuencia, la industria sigue demandando técnicas de
producciéon mejoradas para polvos consumibles que muestren un mejor control de la morfologia de las particulas.

Se hace referencia a los documentos US 2015/0336292 A1y US 8993050 B2.
SUMARIO

De acuerdo con lainvencién, en la reivindicacion independiente 1 se reivindica una mezcla de polvos consumibles
de base polimérica, en la reivindicacién independiente 7 se reivindica un método de formacién de dicha mezcla de
polvos consumibles de base polimérica; en las reivindicaciones dependientes se reivindican otras realizaciones
preferidas.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
Las realizaciones se ilustran en las figuras adjuntas.

FIG. 1 incluye unailustracidén de un diagrama de flujo de un método de acuerdo con una realizacion de la
presente divulgacion;

FIG. 2a incluye una imagen de una particula de base polimérica de acuerdo con una realizacién de la
presente divulgacion;

FIG. 2b incluye una imagen de una pluralidad de particulas de base polimérica de acuerdo con una
realizacion de la presente divulgacién;

FIG. 3 incluye representaciones graficas que ilustran un tramo de distribuciéon de longitud de particula
para una pluralidad de particulas de base polimérica;

FIG. 4 ilustra un diagrama de longitud de corte de particula versus densidad de probabilidad mostrando
la distribucion de probabilidad de longitud de corte del polvo polimérico consumible de muestra formado
de acuerdo a una realizacion de la presente divulgacién;

FIG. 5 ilustra un diagrama de diametro de particula versus densidad de probabilidad mostrando la
distribucién de probabilidad de diametro de la muestra de polvo polimérico consumible formado de
acuerdo a una realizacion de la presente divulgacién; y

La FIG. 6 ilustra un grafico de la relacién de aspecto de las particulas frente a la densidad de probabilidad
que muestra la distribucion de probabilidad de la relacion de aspecto del polvo polimérico consumible de
muestra formado de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacién.

Los expertos en la técnica aprecian que los elementos de las figuras se ilustran por simplicidad y claridad y no se
han dibujado necesariamente a escala. Por ejemplo, las dimensiones de algunos de los elementos en las figuras
pueden ser exageradas en relacion con otros elementos para ayudar a mejorar la comprensidn de las realizaciones
de lainvencién.
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DESCRIPCION DETALLADA DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS

La siguiente descripciéon en combinacién con las figuras se proporciona para ayudar a comprender las ensefianzas
divulgadas en la presente.

La presente divulgacion esta dirigida a una mezcla de polvo consumible y a métodos de formacion y uso de una
mezcla de polvo consumible. Los conceptos se comprenden mejor a la vista de las realizaciones descritas a
continuacién que ilustran la presente divulgacién.

Con referencia ahora a la figura 1, un aspecto de la presente divulgacion se refiere a un método 100 para formar
una mezcla de polvo consumible. De acuerdo con una realizacién particular descrita en la presente, el método
puede incluir un primer paso 110 de proporcionar una materia prima polimérica, un segundo paso 120 de formar la
materia prima polimérica en un hilo de base polimérica, un tercer paso 130 de agregar una pluralidad de hilos de
base polimérica en una estopa, un cuarto paso 140 de agregar una pluralidad de estopas en una estopa agregada
y un quinto paso 150 de formar la estopa de base polimérica agregada en una pluralidad de particulas de base
polimérica, que constituyen al menos una porcion de la mezcla de polvo consumible.

Con referencia primero al paso 110, la materia prima polimérica proporcionada no se limita a las realizaciones mas
amplias, y puede incorporar cualquier material de base polimérica Uutil.

De acuerdo con una realizacién particular, la materia prima polimérica proporcionada puede incluir un polimero de
base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos, polipropilenos, polieteretercetonas, polioximetilenacetales,
politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de polibutileno, copolimeros de bloque de estos o
combinaciones de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la materia prima polimérica proporcionada puede
incluir poliamidas de nailon alifaticas, nailon 8, nailon 6-6, nailon 6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10, nailon
11, nailon 12, copolimeros de bloque de estos o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otra realizacién, la
materia prima polimérica proporcionada puede incluir un polietileno de baja densidad, polietiieno de densidad
media, polietileno de alta densidad o combinaciones de estos.

De acuerdo con una realizacién particular, la materia prima polimérica proporcionada puede constar de un polimero
de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos, polipropilenos, polieteretercetonas,
polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de polibutileno, copolimeros de
bloque de estos o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la materia prima polimérica
proporcionada puede constar de poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon 6-6, nailon 6-10, nailon 8-12, nailon
10, nailon 10-10, nailon 11, nailon 12, copolimeros de bloque de estos 0 combinaciones de estos. De acuerdo con
aun otra realizacion, la materia prima polimérica proporcionada puede constar de un polietileno de baja densidad,
polietileno de densidad media, polietiieno de alta densidad, copolimeros de blogue de estos 0 combinaciones de
estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la materia prima polimérica proporcionada puede incluir un polimero de
base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo), poliestireno, acrilonitrilo butadieno estireno, acido
polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona, poliamida amorfa, copolimeros de bloque de estos o
combinaciones de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la materia prima polimérica proporcionada puede constar de un polimero
de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo), poliestireno, acrilonitrilo butadieno estireno, acido
polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona, poliamida amorfa, copolimeros de blogue de estos o
combinaciones de estos.

Con referencia a continuacién al paso 120, la formacién de |la materia prima polimérica en un hilo de base polimérica
puede incluir, por ejemplo, fundir una materia prima polimérica y entonces extruir y estirar la materia prima
polimérica para formar una fibra de base polimérica. De acuerdo con una cierta realizacion, una fibra individual de
base polimérica puede formar el hilo de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, se puede agregar
una pluralidad de fibras de base polimérica para formar un hilo de base polimérica. La agregacién de una pluralidad
de fibras de base polimérica puede incluir cualquier proceso de colocacidn, recoleccidén o combinacién de la
pluralidad de fibras de base polimérica en un grupo individual o agrupacién de fibras de base polimérica para formar
el hilo de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, agregar la pluralidad de fibras de base
polimérica en un hilo de base polimérica puede incluir colocar, recolectar o combinar las fibras de base polimérica
en un grupo individual o agrupacién o fibras de base polimérica sin retorcer la pluralidad de fibras de base
polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, agregar la pluralidad de fibras de base polimérica en un hilo
de base polimérica puede incluir colocar, recolectar o combinar las fibras de base polimérica en un grupo individual
0 agrupacion o fibras de base polimérica al retorcer la pluralidad de fibras de base polimérica para formar el hilo
de base polimérica.

Con referencia a continuacion al paso 130, la formacién de una pluralidad de hilos de base polimérica en una
estopa de base polimérica puede incluir agregar la pluralidad de hilos de base polimérica para formar la estopa de
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base polimérica. La agregaciéon de una pluralidad de hilos de base polimérica puede incluir cualquier proceso de
colocacion, recoleccion o combinacion de la pluralidad de hilos de base polimérica en un grupo individual o
agrupacion de hilos de base polimérica para formar la estopa de base polimérica. De acuerdo con aun otras
realizaciones, agregar la pluralidad de hilos de base polimérica en una estopa de base polimérica puede incluir
colocar, recolectar o combinar los hilos de base polimérica en un grupo individual o agrupacion o hilos de base
polimérica sin retorcer la pluralidad de hilos de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, agregar
la pluralidad de hilos de base polimérica en una estopa de base polimérica puede incluir colocar, recolectar o
combinar los hilos de base polimérica en un grupo individual o agrupacién o hilos de base polimérica al retorcer la
pluralidad de hilos de base polimérica para formar la estopa de base polimérica.

Con referencia a continuacién al paso 140, la formacion de una pluralidad de estopas de base polimérica en una
estopa de base polimérica agregada puede incluir la agregacion de la pluralidad de estopas de base polimérica
para formar la estopa de base polimérica agregada. La agregacion de una pluralidad de estopas de base polimérica
puede incluir cualquier proceso de colocacién, recoleccion o combinacién de la pluralidad de estopas de base
polimérica en un grupo individual o agrupacién de estopas de base polimérica para formar la estopa de base
polimérica agregada. De acuerdo con aun otras realizaciones, agregar la pluralidad de estopas de base polimérica
en una estopa de base polimérica agregada puede incluir colocar, recolectar 0 combinar las estopas de base
polimérica en un grupo individual o agrupacion o estopas de base polimérica sin retorcer la pluralidad de estopas
de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, agregar la pluralidad de estopas de base polimérica
en una estopa de base polimérica agregada puede incluir colocar, recolectar 0 combinar las estopas de base
polimérica en un grupo individual o agrupacidon o estopas de base polimérica al retorcer la pluralidad de estopas
de base polimérica para formar la estopa de base polimérica agregada.

Con referencia a continuacién al paso 150, la formacion de una mezcla de polvo consumible a partir de la estopa
de base polimérica agregada puede incluir el corte sucesivo de la estopa de base polimérica agregada para crear
una pluralidad de particulas de base polimérica. Se apreciara que conforme se corta la estopa de base polimérica
agregada, es la pluralidad de fibras de base polimérica, que se han agregado juntas para formar hilos de base
polimérica, estopas de base polimérica vy, finalmente, esa estopa de base polimérica agregada, la que se separa
después de cortarse para crear |la pluralidad de particulas de base polimérica.

La estopa de base polimérica agregada se puede cortar, por ejemplo, por una o mas cuchillas. En realizaciones
particulares, las cuchillas pueden actuar como una guillotina, donde la estopa de base polimérica agregado se
corta en general |perpendicular a la longitud de la estopa de base polimérica agregado. En otras realizaciones, la
estopa de base polimérica agregado se puede cortar por cualquier otro método Util. Por ejemplo, la estopa de base
polimérica agregada se puede cortar por laser, chorro de agua, chorro de aire, o cualquier combinacién de estos.

Se apreciara ademas que la estopa de base polimérica agregada se puede mover hacia una cuchilla de corte por,
por ejemplo, una abrazadera mévil. La abrazadera puede comprimir la estopa de base polimérica agregada y
entonces mover la estopa de base polimérica agregada una longitud predeterminada entre cortes. En ciertas
realizaciones, la estopa de base polimérica agregada se puede comprimir antes y/o durante el corte. La compresién
de las estopas que forman la estopa de base polimérica agregada puede reducir el espacio entre los hilos y mejorar
la eficiencia de corte.

La distancia que la estopa de base polimérica agregada se mueve entre cortes se puede conocer en la presente
como intervalos de corte y puede definir la longitud de la particula. De acuerdo con ciertas realizaciones, el corte
de manera sucesiva de las estopas agregadas se puede llevar a cabo a intervalos de corte particulares que
corresponden a una longitud deseada de la pluralidad de particulas de base polimérica. De acuerdo con ciertas
realizaciones, los intervalos de corte pueden ser en general los mismos. De acuerdo con aun otras realizaciones,
los intervalos de corte pueden ser diferentes. En ciertas realizaciones, los intervalos pueden ser en general los
mismos para un numero deseado de cortes, y entonces se pueden cambiar a un intervalo diferente. En otras
realizaciones, los intervalos pueden variar de principio a fin de una operacién de corte.

Como se describe en la presente, las realizaciones particulares implican combinar una pluralidad de estopas en
una estopa de base polimérica agregada y cortar sucesivamente la estopa de base polimérica agregada para
formar una pluralidad de particulas de base polimérica. De acuerdo con una realizacién particular, una mezcla de
polvo de base polimérica consumible formada de acuerdo con realizaciones descritas en la presente puede incluir
la pluralidad de particulas de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, la mezcla de polvo de base
polimérica consumible formada de acuerdo con las realizaciones descritas en la presente puede constar de la
pluralidad de particulas de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, el polvo de base polimérica
consumible puede incluir aditivos. De acuerdo con aun otras realizaciones, el polvo de base polimérica consumible
puede incluir agentes de relleno.

Se apreciara que, de acuerdo con ciertas realizaciones, la formacion de la materia prima polimérica en el polvo de
base polimérica consumible se puede llevar a cabo utilizando cualquier combinacién de cualquiera de los pasos
120, 130, 140 o 150. También se apreciara que, de acuerdo con ciertas realizaciones, la formacidn de la materia
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prima polimérica en el polvo de base polimérica consumible se puede llevar a cabo utilizando cualquier
combinacién de los pasos 120, 130, 140 o 150 en cualquier orden deseado.

Con referencia ahora a la pluralidad de particulas de base polimérica formadas de acuerdo con realizaciones
descritas en la presente, la figura 2a incluye una imagen de una particula de base polimérica 200. La figura 2b
incluye una imagen de una pluralidad de particulas de base polimérica 200 formadas de acuerdo con realizaciones
descritas en la presente.

De acuerdo con ciertas realizaciones, las particulas de base polimérica formadas de acuerdo con las realizaciones
descritas en la presente se pueden describir como que tienen una construccion no unitaria o unitaria.

De acuerdo con ciertas realizaciones, una particula de base polimérica que tiene una construccidén no unitaria se
puede describir como que incluye multiples componentes estructurales. De acuerdo con ciertas realizaciones, una
particula de base polimérica que tiene una construccidon no unitaria puede incluir cualquier cantidad de
componentes estructurales. Por ejemplo, una particula de base polimérica que tiene una construccion no unitaria
puede incluir al menos dos componentes estructurales. De acuerdo con aun otras realizaciones, una particula de
base polimérica que tiene una construccidn no unitaria se puede describir como que incluye una construccion en
capas. De acuerdo con aun otras realizaciones, una particula de base polimérica que tiene una construccién no
unitaria se puede describir como que incluye un componente de ndcleo y un componente de cubierta. El
componente de cubierta puede ser distinto del componente de nucleo. El componente de cubierta puede circundar
el componente de nucleo.

De acuerdo con aun otra realizacion, una particula de base polimérica que tiene una construccidon no unitaria puede
incluir una construccidn de "islas en el mar". De acuerdo con aun otra realizacion, una particula de base polimérica
que tiene una construccion no unitaria puede incluir una construccion "regular lado a lado”. De acuerdo con aun
otra realizacién, una particula de base polimérica que tiene una construccion no unitaria puede incluir una
construccion "irregular lado a lado". De acuerdo con aun otra realizacion, una particula de base polimérica que
tiene una construccidn no unitaria puede incluir una construccion de "filamento hueco”. De acuerdo con aun otra
realizacion, una particula de base polimérica que tiene una construccién no unitaria puede incluir una construccion
de "matrizffibrilla". De acuerdo con aun otra realizacién, una particula de base polimérica que tiene una
construcciéon no unitaria puede incluir cualquier combinacion de las construcciones no unitarias mencionadas
anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, una particula de base polimérica que tiene una construccién unitaria se
puede describir como que incluye un componente estructural individual. De acuerdo con aun otras realizaciones,
una particula de base polimérica que tiene una construccion unitaria se puede describir particularmente como que
no tiene un componente de ndcleo y un componente de cubierta distinto del componente de nucleo. De acuerdo
con aun otras realizaciones, una particula de base polimérica que tiene una construccion unitaria se puede describir
particularmente como que no tiene una construccion en capas.

De acuerdo con aun otras realizaciones, al menos una mayoria de las particulas poliméricas formadas de acuerdo
con las realizaciones descritas en la presente pueden tener una construccion unitaria. También se apreciara que
al menos una mayoria de las particulas de base polimérica que tienen una construccidon unitaria se puede tomar
para indicar que al menos aproximadamente 50% de las particulas de base polimérica tienen una construccion
unitaria. De acuerdo con aun otras realizaciones, se apreciara que un mayor porcentaje de las particulas de base
polimérica puede tener una instruccién unitaria. Por ejemplo, el porcentaje de particulas de base polimérica que
tienen una construccién unitaria puede ser de al menos aproximadamente 55%, tal como, al menos
aproximadamente 60%, al menos aproximadamente 65%, al menos aproximadamente 70%, al menos
aproximadamente 75%, al menos aproximadamente 80%, al menos aproximadamente 85%, al menos
aproximadamente 90% o incluso al menos aproximadamente 95%. Se apreciara que el porcentaje de particulas
de base polimérica que tienen una construccion unitaria puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores
indicados anteriormente. Se apreciara ademas que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una
construccion unitaria puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otra realizacion, una particula de base polimérica puede tener una forma en general cilindrica.
Se apreciara que la forma cilindrica puede ser cualquier cilindro de corte tridimensional, por ejemplo, un cilindro
recto o un cilindro circular cortado oblicuamente. Se apreciara ademas que la forma cilindrica puede tener cualquier
base de forma bidimensional. Por ejemplo, la base de |la forma cilindrica puede ser un poligono, un circulo, una
elipse o un triangulo.

De acuerdo con aun otra realizacion, tener una forma en general cilindrica se puede definir como el ajuste de
particulas de base polimérica dentro de una forma cilindrica de mejor ajuste como se describe en la presente en
tanto que se ocupa al menos una mayoria de un volumen interior de la forma cilindrica de mejor ajuste. Por ejemplo,
la particula de base polimérica que tiene una forma en general cilindrica puede ocupar al menos aproximadamente
75% de un volumen interior de la forma cilindrica de mejor ajuste, al menos aproximadamente 80% de un volumen
interior de la forma cilindrica de mejor ajuste, al menos aproximadamente 85% de un volumen interior de la forma
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cilindrica de mejor ajuste, al menos aproximadamente 90% de un volumen interior de la forma cilindrica de mejor
ajuste, al menos aproximadamente 92% de un volumen interior de la forma cilindrica de mejor ajuste, al menos
aproximadamente 95% de un volumen interior de la forma cilindrica de mejor ajuste, al menos aproximadamente
97% de un volumen interior de la forma cilindrica de mejor ajuste o incluso al menos aproximadamente 99% de un
volumen interior de la forma cilindrica de mejor ajuste.

De acuerdo con aun otras realizaciones, un porcentaje particular de la pluralidad de particulas de base polimérica
puede tener una forma en general cilindrica como se describe en la presente. Por ejemplo, al menos
aproximadamente 80% de la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener una forma en general
cilindrica, tal como, al menos aproximadamente 85% de la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener
una forma en general cilindrica, al menos aproximadamente 90% de la pluralidad de particulas de base polimérica
puede tener una forma en general cilindrica o incluso al menos aproximadamente 95% de la pluralidad de particulas
de base polimérica puede tener una forma en general cilindrica. Se apreciara que el porcentaje de particulas de
base polimérica que tienen una forma en general cilindrica puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores
indicados anteriormente. Se apreciara ademas que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una
forma en general cilindrica puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores indicados
anteriormente.

De acuerdo con aun otra realizacién, una particula de base polimérica puede tener al menos una seccidn
transversal interna ortogonal al eje longitudinal de la forma en general cilindrica. De acuerdo con aun otras
realizaciones, una particula de base polimérica puede tener al menos dos secciones transversales internas que
tienen aproximadamente la misma area, ambas que estan ortogonales al eje longitudinal de la forma en general
cilindrica. De acuerdo con aun otra realizacion, una particula de base polimérica puede tener una cara en general
plana ortogonal a un eje longitudinal de la forma en general cilindrica de la particula de base polimérica.

De acuerdo con aun otra realizacidn, las particulas de base polimérica se pueden describir como que tienen un
artefacto cortado. Un artefacto cortado es una discrepancia en la forma en general cilindrica de las particulas de
base polimérica ubicadas en una 0 ambas de las dos bases de las particulas de forma en general cilindrica. Se
apreciara que el artefacto cortado es indicativo de que las particulas de base polimérica se forman utilizando un
proceso de corte. La figura 2a ilustra ademas una particula de base polimérica que tiene un artefacto cortado 215
ubicado en una base 210 de una particula de base polimérica 200.

De acuerdo con realizaciones de particulas, un porcentaje particular de las particulas de base polimérica puede
tener al menos un artefacto cortado. Por ejemplo, el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen un
artefacto cortado puede ser de al menos aproximadamente 80%, tal como, al menos aproximadamente 85%, al
menos aproximadamente 90% o incluso al menos aproximadamente 95%. Se apreciara que el porcentaje de
particulas de base polimérica que tienen al menos un artefacto de corte puede ser cualquier valor entre cualquiera
de los valores indicados anteriormente. Se apreciara ademas que el porcentaje de particulas de base polimérica
que tienen un artefacto cortado puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores indicados
anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, al menos una mayoria de las particulas de base polimérica se pueden
describir como que tienen una longitud maxima particular. Por ejemplo, la longitud maxima de la mayoria de las
particulas de base polimérica puede ser no mayor que aproximadamente 250 micrones, tal como, no mayor que
aproximadamente 240 micrones, no mayor que aproximadamente 230 micrones, no mayor que aproximadamente
220 micrones, no mayor que aproximadamente 210 micrones, no mayor que aproximadamente 200 micrones, no
mayor que aproximadamente 190 micrones, no mayor que aproximadamente 180 micrones, no mayor que
aproximadamente 170 micrones, no mayor que aproximadamente 160 micrones o incluso no mayor que
aproximadamente 150 micrones. De acuerdo con aun otras realizaciones, la longitud maxima de la mayoria de las
particulas de base polimérica puede ser de al menos aproximadamente 30 micrones, tal como, al menos
aproximadamente 40 micrones o incluso al menos aproximadamente 50 micrones. Se apreciara que la longitud
maxima de la mayoria de las particulas de base polimérica puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores
minimos y maximos indicados anteriormente. Se apreciara ademas que la longitud méaxima de la mayoria de las
particulas de base polimérica puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores minimos y maximos
indicados anteriormente.

También se apreciara que al menos una mayoria de las particulas de base polimérica que tienen una longitud
maxima particular se puede tomar para indicar que al menos aproximadamente 50% de las particulas de base
polimérica tienen una longitud maxima particular como se describe en la presente. De acuerdo con aun otras
realizaciones, se apreciara que un mayor porcentaje de las particulas de base polimérica puede tener una longitud
maxima particular como se describe en la presente. Por ejemplo, el porcentaje de particulas de base polimérica
que tienen una longitud maxima particular como se describe en la presente puede ser de al menos
aproximadamente 55%, tal como, al menos aproximadamente 60%, al menos aproximadamente 65%, al menos
aproximadamente 70%, al menos aproximadamente 75%, al menos aproximadamente 80%, al menos
aproximadamente 85%, al menos aproximadamente 90% o incluso al menos aproximadamente 95%. Se apreciara
que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una longitud maxima particular como se describe en
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la presente puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores indicados anteriormente. Se apreciara ademas
que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una longitud maxima particular como se describe en
la presente puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, al menos una mayoria de las particulas de base polimérica se pueden
describir como que tienen una longitud promedio particular. Por ejemplo, la longitud promedio de la mayoria de las
particulas de base polimérica puede ser no mayor que aproximadamente 225 micrones, tal como, no mayor que
aproximadamente 200 micrones, no mayor que aproximadamente 175 micrones, no mayor que aproximadamente
150 micrones, no mayor que aproximadamente 125 micrones, no mayor que aproximadamente 100 micrones, no
mayor que aproximadamente 90 micrones, no mayor que aproximadamente 80 micrones o incluso no mayor que
aproximadamente 70 micrones. De acuerdo con aun otras realizaciones, la longitud promedio de la mayoria de las
particulas de base polimérica puede ser de al menos aproximadamente 15 micrones, tal como, al menos
aproximadamente 20 micrones, al menos aproximadamente 5 micrones, al menos aproximadamente 30 micrones,
al menos aproximadamente 40 micrones o incluso al menos aproximadamente 50 micrones. Se apreciara que la
longitud promedio de la mayoria de las particulas de base polimérica puede ser cualquier valor entre cualquiera de
los valores minimos y maximos indicados anteriormente. Se apreciara ademas que la longitud promedio de la
mayoria de las particulas de base polimérica puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores
minimos y maximos indicados anteriormente.

También se apreciara que al menos una mayoria de las particulas de base polimérica que tienen una longitud
promedio particular se puede tomar para indicar que al menos aproximadamente 50% de las particulas de base
polimérica tienen una longitud promedio particular como se describe en la presente. De acuerdo con aun otras
realizaciones, se apreciara que un mayor porcentaje de las particulas de base polimérica puede tener una longitud
promedio particular como se describe en la presente. Por ejemplo, el porcentaje de particulas de base polimérica
que tienen una longitud promedio particular como se describe en la presente puede ser de al menos
aproximadamente 55%, tal como, al menos aproximadamente 60%, al menos aproximadamente 65%, al menos
aproximadamente 70%, al menos aproximadamente 75%, al menos aproximadamente 80%, al menos
aproximadamente 85%, al menos aproximadamente 90% o incluso al menos aproximadamente 95%. Se apreciara
que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una longitud promedio particular como se describe
en la presente puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores indicados anteriormente. Se apreciara
ademas que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una longitud promedio particular como se
describe en la presente puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, al menos una mayoria de las particulas de base polimérica se pueden
describir como que tienen un ancho maximo particular. Por ejemplo, el ancho maximo de la mayoria de las
particulas de base polimérica puede ser no mayor que aproximadamente 100 micrones, tal como, no mayor que
aproximadamente 90 micrones, no mayor que aproximadamente 80 micrones, no mayor que aproximadamente 70
micrones, no mayor que aproximadamente 60 micrones, no mayor que aproximadamente 50 micrones, no mayor
que aproximadamente 40 micrones o incluso no mayor que aproximadamente 30 micrones. De acuerdo con aun
otras realizaciones, el ancho maximo de la mayoria de las particulas de base polimérica puede ser de al menos
aproximadamente 1 micrén, tal como, al menos aproximadamente 5 micrones, al menos aproximadamente 10
micrones o incluso al menos aproximadamente 15 micrones. Se apreciara que el ancho maximo de la mayoria de
las particulas de base polimérica puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores minimos y maximos
indicados anteriormente. Se apreciara ademas que el ancho maximo de la mayoria de las particulas de base
polimérica puede estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados
anteriormente.

También se apreciara que al menos una mayoria de las particulas de base polimérica que tienen una longitud
maxima particular se puede tomar para indicar que al menos aproximadamente 50% de las particulas de base
polimérica tienen una longitud maxima particular como se describe en la presente. De acuerdo con aun otras
realizaciones, se apreciara que un mayor porcentaje de las particulas de base polimérica puede tener un ancho
maximo particular como se describe en la presente. Por ejemplo, el porcentaje de particulas de base polimérica
que tienen un ancho méaximo particular como se describe en la presente puede ser de al menos aproximadamente
55%, tal como, al menos aproximadamente 60%, al menos aproximadamente 65%, al menos aproximadamente
70%, al menos aproximadamente 75%, al menos aproximadamente 80%, al menos aproximadamente 85%, al
menos aproximadamente 90% o incluso al menos aproximadamente 95%. Se apreciara que el porcentaje de
particulas de base polimérica que tienen una ancho maxima particular como se describe en la presente puede ser
cualquier valor entre cualquiera de los valores indicados anteriormente. Se apreciara ademas que el porcentaje de
particulas de base polimérica que tienen una ancho maxima particular como se describe en la presente puede
estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, al menos una mayoria de las particulas de base polimérica se pueden
describir con una relacién de longitud con respecto a ancho particular LAW, donde L es la longitud maxima de la
particula de base polimérica y W es el ancho maximo de la particula de base polimérica. Por ejemplo, la relacién
de longitud con respecto a ancho LAV de la mayoria de las particulas de base polimérica puede ser de al menos
aproximadamente 0.5, tal como, al menos aproximadamente 0.8, al menos aproximadamente 1.0, al menos
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aproximadamente 1.3 o incluso al menos aproximadamente 1.5. De acuerdo con aun otras realizaciones, la
relacién de longitud con respecto a ancho LAV de la mayoria de las particulas de base polimérica puede no ser
mayor que aproximadamente 3, tal como, no mayor que aproximadamente 2.8, no mayor que aproximadamente
2.5, no mayor que aproximadamente 2,3 o incluso no mayor que aproximadamente 2.0. Se apreciara que la
relacién de longitud con respecto a ancho LAV de la mayoria de las particulas de base polimérica puede ser
cualquier valor entre cualquiera de los valores minimos y méaximos indicados anteriormente. Se apreciara ademas
que la relacién de longitud con respecto a ancho LAV de la mayoria de las particulas de base polimérica puede
estar dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados anteriormente.

También se apreciara que al menos una mayoria de las particulas de base polimérica que tienen una relacién de
longitud con respecto a ancho particular L/W se puede tomar para indicar que al menos aproximadamente 50% de
las particulas de base polimérica tienen una relacion de longitud con respecto a ancho particular L/AW como se
describe en la presente. De acuerdo con aun otras realizaciones, se apreciara que un mayor porcentaje de las
particulas de base polimérica puede tener una relacién de longitud con respecto a ancho particular L/W como se
describe en la presente. Por ejemplo, el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una relacién de
longitud con respecto a ancho particular LAW como se describe en la presente puede ser de al menos
aproximadamente 55%, tal como, al menos aproximadamente 60%, al menos aproximadamente 65%, al menos
aproximadamente 70%, al menos aproximadamente 75%, al menos aproximadamente 80%, al menos
aproximadamente 85%, al menos aproximadamente 90% o incluso al menos aproximadamente 95%. Se apreciara
que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una relacién de longitud con respecto a ancho
particular L/W como se describe en la presente puede ser cualquier valor entre cualquiera de los valores indicados
anteriormente. Se apreciara ademas que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una relacién
de longitud con respecto a ancho particular LAW como se describe en |la presente puede estar dentro de un intervalo
entre cualquiera de los valores indicados anteriormente.

De acuerdo con las realizaciones descritas en la presente, la pluralidad de particulas de base polimérica se puede
describir como que tiene un PLDS de tramo de distribucion de longitud de particula particular. Como se muestra
en la figura 3, el tramo de distribucién de longitud de particula PLDS de una pluralidad de particulas de base
polimérica es igual a (Lso-L2o)/Lso, donde Lso es igual a una medicién de distribucidén de longitud de particula dso de
la pluralidad de particulas de base polimérica, L2o es igual a una medicidon de distribucién de longitud de particula
doo de la pluralidad de particulas de base polimérica y Lso es igual a una medicién de distribucién de longitud de
particula dso de la pluralidad de particulas de base polimérica. La pluralidad de particulas de base polimérica puede
tener un PLDS de no mas de aproximadamente 1.2, tal como, no méas de aproximadamente 1.1, no mas de
aproximadamente 1.0, no mas de aproximadamente 0.90, no mas de aproximadamente 0.80, no mas de
aproximadamente 0.70, no mas de aproximadamente 0.60, no mas de aproximadamente 0.50, no mas de
aproximadamente 0.40, no mas de aproximadamente 0.30, no mas de aproximadamente 0.20, no mas de
aproximadamente 0.10 o incluso no mas de aproximadamente 0.05. De acuerdo con otra realizacién particular, la
pluralidad de particulas de base polimérica puede tener un PLDS de al menos aproximadamente 0.01, tal como,
al menos aproximadamente 0.05, al menos aproximadamente 0.10, al menos aproximadamente 0.20, al menos
aproximadamente 0.30, al menos aproximadamente 0.40, al menos aproximadamente 0.50, al menos
aproximadamente 0.60 o incluso al menos aproximadamente 0.70. Se apreciara que la pluralidad de particulas de
base polimérica puede tener un PLDS de cualquier valor entre cualquiera de los valores minimos y maximos
indicados anteriormente. Se apreciara ademas que la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener un
PLDS de cualquier valor dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados
anteriormente.

De acuerdo con aun otra realizacion, la pluralidad de particulas de base polimérica se puede describir como que
tiene una distribucion de longitud de particula modal individual.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener una medicion
de distribucion de longitud de particula Lso particular dso. Por ejemplo, el Lso de la pluralidad de particulas de base
polimérica puede ser de al menos aproximadamente 15 micrones, tal como, al menos aproximadamente 20
micrones, al menos aproximadamente 25 micrones, al menos aproximadamente 30 micrones, al menos
aproximadamente 35 micrones, al menos aproximadamente 40 micrones, al menos aproximadamente 45 micrones
o incluso al menos aproximadamente 50 micrones. De acuerdo con aun otras realizaciones, la Lso de la pluralidad
de particulas de base polimérica puede ser no mayor que aproximadamente 110 micrones, tal como, ho mayor que
aproximadamente 105 micrones, no mayor que aproximadamente 100 micrones, no mayor que aproximadamente
95 micrones, no mayor que aproximadamente 90 micrones, no mayor que aproximadamente 85 micrones, no
mayor que aproximadamente 80 micrones, no mayor que aproximadamente 75 micrones o incluso no mayor que
aproximadamente 70 micrones. Se apreciara que la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener un Lso
de cualquier valor entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados anteriormente. Se apreciara
ademas que la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener un Lso de cualquier valor dentro de un
intervalo entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener una medicion
de distribucion de longitud de particula L2o particular dzo. Por ejemplo, el L2o de la pluralidad de particulas de base
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polimérica puede ser de al menos aproximadamente 5 micrones, tal como, al menos aproximadamente 10
micrones, al menos aproximadamente 15 micrones, al menos aproximadamente 20 micrones, al menos
aproximadamente 25 micrones, al menos aproximadamente 30 micrones, al menos aproximadamente 35 micrones
o incluso al menos aproximadamente 40 micrones. De acuerdo con aun otras realizaciones, la L2o de la pluralidad
de particulas de base polimérica puede ser no mayor que aproximadamente 80 micrones, tal como, no mayor que
aproximadamente 75 micrones, no mayor que aproximadamente 70 micrones, no mayor que aproximadamente 65
micrones, Nno mayor que aproximadamente 60 micrones, no mayor que aproximadamente 55 micrones o incluso
no mayor que aproximadamente 50 micrones. Se apreciara que la pluralidad de particulas de base polimérica
puede tener un L2o de cualquier valor entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados anteriormente.
Se apreciara ademas que la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener un L2o de cualquier valor
dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores minimos y maximos indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener una medicion
de distribucidn de longitud de particula Lso particular dso. Por ejemplo, el Lso de la pluralidad de particulas basadas
en polimeros puede ser de al menos aproximadamente 40 micrones, tal como, al menos aproximadamente 45
micrones, al menos aproximadamente 50 micrones, al menos aproximadamente 20 micrones, al menos
aproximadamente 60 micrones, al menos aproximadamente 65 micrones, al menos aproximadamente 35 micrones
o incluso al menos aproximadamente 70 micrones. De acuerdo con aun otras realizaciones, la Lso de la pluralidad
de particulas de base polimérica puede ser no mayor que aproximadamente 130 micrones, tal como, no mayor
que aproximadamente 125 micrones, no mayor que aproximadamente 120 micrones, no mayor que
aproximadamente 115 micrones, no mayor que aproximadamente 110 micrones, no mayor que aproximadamente
105 micrones o incluso no mayor que aproximadamente 100 micrones. Se apreciara que la pluralidad de particulas
de base polimérica puede tener un Lso de cualquier valor entre cualquiera de los valores minimos y maximos
indicados anteriormente. Se apreciara ademas que la pluralidad de particulas de base polimérica puede tener un
Lso de cualquier valor dentro de un intervalo entre cualquiera de los valores minimos y méximos indicados
anteriormente.

De acuerdo con una realizacién particular, la pluralidad de particulas de base polimérica se puede formar a partir
de un componente quimico individual. De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base
polimérica se puede formar a partir de multiples componentes quimicos. De acuerdo con aun otras realizaciones,
la mayoria de las particulas de base polimérica se pueden formar a partir de un componente quimico individual.
De acuerdo con aun otras realizaciones, la mayoria de las particulas de base polimérica se pueden formar a partir
de multiples componentes quimicos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la mayoria de la particula de base
polimérica puede tener una composicion homogénea.

También se apreciara que al menos una mayoria de las particulas de base polimérica que tienen una composicidn
quimica particular como se describe en la presente se puede considerar que indica que al menos aproximadamente
50% de las particulas de base polimérica tienen la composicién quimica particular como se describe en la presente.
De acuerdo con aun otras realizaciones, se apreciara que un mayor porcentaje de las particulas de base polimérica
puede tener la composicién quimica particular como se describe en la presente. Por ejemplo, el porcentaje de
particulas de base polimérica que tienen una composicién quimica particular como se describe en la presente
puede ser de al menos aproximadamente 55%, tal como, al menos aproximadamente 60%, al menos
aproximadamente 65%, al menos aproximadamente 70%, al menos aproximadamente 75%, al menos
aproximadamente 80%, al menos aproximadamente 85%, al menos aproximadamente 90% o incluso al menos
aproximadamente 95%. Se apreciara que el porcentaje de particulas de base polimérica que tienen una
composicidn quimica particular como se describe en la presente puede ser cualquier valor entre cualquiera de los
valores indicados anteriormente. Se apreciara ademas que el porcentaje de particulas de base polimérica que
tienen una composicidn quimica particular como se describe en la presente puede estar dentro de un intervalo
entre cualquiera de los valores indicados anteriormente.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica se puede formar a partir de
un polimero de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos, polipropilenos, polieteretercetonas,
polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de polibutileno o combinaciones
de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica se puede formar
a partir de poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon 6-6, nailon 6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10,
nailon 11, nailon 12 o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otra realizacién, la pluralidad de particulas de
base polimérica se puede formar a partir de un polietileno de baja densidad, polietiieno de densidad media,
polietileno de alta densidad o combinaciones de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede incluir un polimero
de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos, polipropilenos, polieteretercetonas,
polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de polibutileno o combinaciones
de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede incluir
poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon 6-8, nailon 6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10, nailon 11,
nailon 12 o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otra realizacion, la pluralidad de particulas de base
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polimérica puede incluir un polietileno de baja densidad, polietileno de densidad media, polietileno de alta densidad
o0 combinaciones de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede constar de un
polimero de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietiienos, polipropilenos, polieteretercetonas,
polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de polibutiieno o combinaciones
de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede constar de
poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon 6-6, nailon 6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10, nailon 11,
nailon 12 o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otra realizacion, la pluralidad de particulas de base
polimérica puede constar de un polietileno de baja densidad, polietileno de densidad media, polietileno de alta
densidad o combinaciones de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica se puede formar a partir de
un polimero de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo), poliestireno, acrilonitrilo butadieno
estireno, acido polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona, poliamida amorfa.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede incluir un polimero
de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo), poliestireno, acrilonitrilo butadieno estireno, acido
polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona, poliamida amorfa.

De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de particulas de base polimérica puede constar de un
polimero de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo), poliestireno, acrilonitrilo butadieno
estireno, acido polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona, poliamida amorfa.

De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base
polimérica se puede formar a partir de un polimero de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos,
polipropilenos, polieteretercetonas, polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno,
tereftalatos de polibutiieno o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, la pluralidad de
particulas de base polimérica se puede formar a partir de poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon 6-6, nailon
6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10, nailon 11, nailon 12 o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otra
realizacién, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base polimérica se puede formar a
partir de un polietiieno de baja densidad, polietiieno de densidad media, polietiieno de alta densidad o
combinaciones de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base
polimérica puede incluir un polimero de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos, polipropilenos,
polieteretercetonas, polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de
polibutileno o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica
de la pluralidad de particulas de base polimérica puede incluir poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon 6-6,
nailon 6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10, nailon 11, nailon 12 o combinaciones de estos. De acuerdo con
aun otra realizacion, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base polimérica puede
incluir un polietileno de baja densidad, polietileno de densidad media, polietileno de alta densidad o combinaciones
de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base
polimérica puede constar de un polimero de base semicristalina, tal como, poliamidas, polietilenos, polipropilenos,
polieteretercetonas, polioximetilenacetales, politetrafluoroetilenos, sulfuros de polifenileno, tereftalatos de
polibutileno o combinaciones de estos. De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica
de la pluralidad de particulas de base polimérica puede constar de poliamidas de nailon alifaticas, nailon 6, nailon
6-6, nailon 6-10, nailon 6-12, nailon 10, nailon 10-10, nailon 11, nailon 12 o combinaciones de estos. De acuerdo
con aun otra realizacién, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base polimérica puede
constar de un polietileno de baja densidad, polietieno de densidad media, polietiieno de alta densidad o
combinaciones de estos.

De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base
polimérica se puede formar a partir de un polimero de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo),
poliestireno, acrilonitrilo butadieno estireno, acido polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona,
poliamida amorfa.

De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base
polimérica puede incluir un polimero de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo), poliestireno,
acrilonitrilo butadieno estireno, acido polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona, poliamida amorfa.

De acuerdo con aun otras realizaciones, cada particula de base polimérica de la pluralidad de particulas de base
polimérica puede constar de un polimero de base de material amorfo, tal como, poli(metacrilato de metilo),
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poliestireno, acrilonitrilo butadieno estireno, acido polilactico, polibencimidazol, policarbonato, polisulfona,
poliamida amorfa.

Con referencia de nuevo al método para formar una mezcla de polvo consumible, el método puede incluir ademas
procesar en humedo la pluralidad de particulas de base polimérica.

De acuerdo con realizaciones particulares, el procesamiento en hiumedo de la pluralidad de particulas de base
polimérica puede incluir tamizar la pluralidad de particulas de base polimérica. El tamizado de la pluralidad de
particulas de base polimérica se puede lograr usando cualquier método de tamizado deseable.

De acuerdo con aun otras realizaciones, el procesamiento en hiumedo puede incluir ademas remover cualquier
auxiliar de procesamiento adicionado a las fibras de base polimérica, hilos de base polimérica, estopa de base
polimérica o estopas de base polimérica agregada. De acuerdo con ciertas realizaciones, la remocién de los
auxiliares de procesamiento puede incluir lavar la pluralidad de particulas de base polimérica.

De acuerdo con aun otras realizaciones, el procesamiento en humedo puede incluir ademas introducir aditivos
adicionales a la pluralidad de particulas de base polimérica para mejorar las propiedades de procesamiento del
polvo, degradacion térmica lenta, UV u otros tipos de degradacion de polimeros, cambiar las propiedades épticas
del polvo, introducir mejoras en la resistencia al fuego, o cambiar las propiedades eléctricas u otras propiedades
medibles del polvo.

De acuerdo con aun otras realizaciones, el procesamiento en humedo puede incluir ademas introducir agentes de
relleno adicionales en la pluralidad de particulas de base polimérica para mejorar las propiedades de
procesamiento del polvo, degradacién térmica lenta, UV u otros tipos de degradacidén polimérica, cambiar las
propiedades 6pticas del polvo, introducir mejoras en la resistencia al fuego, o cambiar las propiedades eléctricas
u otras propiedades medibles del polvo.

De acuerdo con aun otras realizaciones, el procesamiento en humedo puede incluir ademas realizar un tratamiento
de preencogimiento particular. Por ejemplo, la aplicacién de un tratamiento de preencogimiento particular puede
incluir un preencogimiento de fenol de la pluralidad de particulas de base polimérica. De acuerdo con aun otras
realizaciones, aplicar un tratamiento de preencogimiento particular puede incluir aplicar un tratamiento de
preencogimiento con alcohol. De acuerdo con aun otras realizaciones, aplicar un tratamiento de preencogimiento
particular puede incluir aplicar otro tratamiento para preencoger la pluralidad de particulas de base polimérica.

De acuerdo con aln otras realizaciones, la aplicacion de un tratamiento de preencogimiento particular puede incluir
calentar un bafio humedo de |a pluralidad de particulas de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones,
la aplicacion de un tratamiento de preencogimiento particular puede incluir ebullir un bafio himedo de la pluralidad
de particulas de base polimérica. De acuerdo con aun otras realizaciones, la aplicacién de un tratamiento de
preencogimiento particular puede incluir el uso de un bafio himedo que puede incluir agua, aceite, jabones, acidos
0 bases, perfumes o lubricantes.

EJEMPLOS

Los conceptos descritos en la presente se describiran adicionalmente en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1

Se formd una primera muestra de polvo polimérico consumible S1 de acuerdo con las realizaciones descritas en
la presente. Como se resume en la tabla 1 a continuacidn, las caracteristicas del tamafio de polvo se midieron,

incluyendo la longitud de corte, el diametro y la relacion de aspecto (L/W).

Tabla 1 - Caracteristicas de tamafio de polvo

............................................................................................................................................................................................................

Media | 56.4 _ 57.1 : 0.968 :
........... e
. Maximo 87.2 : 66.4 ‘ 1.207
........ e

La figura 4 ilustra una grafica de longitud de corte de particulas en funcién de la densidad de probabilidad que
muestra la distribucién de probabilidad de longitud de corte del primer polvo polimérico consumible de muestra S1.
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La figura 5 ilustra una gréfica del diametro de particula versus la densidad de probabilidad que muestra la
distribucién de probabilidad de diametro del primer polvo polimérico consumible de muestra S1.

La figura 6 ilustra una gréfica de la relacién de aspecto de particulas versus la densidad de probabilidad que
muestra la distribucion de probabilidad de relacién de aspecto del primer polvo polimérico consumible de muestra.

Ejemplo 2

Se formd una segunda muestra de polvo polimérico consumible S2 de acuerdo con las realizaciones descritas en
la presente y se midié para determinar el tramo de distribucidén de longitud de particula (PLDS) del polvo. El Lso
para el polvo polimérico consumible de muestra se calculé como 55.9 micrones. El L2 para el polvo polimérico
consumible de muestra se calculd como 45.4 micrones. El Lso para el polvo polimérico consumible de muestra se
calculé como 67.3 micrones. Los PLDS para la segunda muestra de polvo polimérico consumible S2 fueron iguales
a 0.385 (es decir, ((67.3-45.4)/55.9)).

La especificacion y las ilustraciones de las realizaciones descritas en la presente se propone que proporcionen
una comprension general de la estructura de las diversas realizaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Una mezcla de polvo de base polimérica consumible, la mezcla comprende una pluralidad de particulas de base
polimérica, en donde al menos 80% de la pluralidad de particulas de base polimérica tienen una forma en general
cilindrica y en donde la pluralidad de particulas de base polimérica tienen un tramo de distribucién de longitud de
particula (PLDS) de no mas de 1.2, donde PLDS es igual a (Lso - L2o)/Lso, determinado como se describe en la
descripcién.

2. La mezcla de polvo de base polimérica consumible de la reivindicacion 1, en donde la al menos una seccién
transversal tiene un ancho maximo de no més de 100 micrones.

3. Lamezcla de polvo de base polimérica consumible de la reivindicacién 1, en donde al menos 80% de la pluralidad
de particulas de base polimérica comprende un artefacto cortado en una base de las particulas de base polimérica.

4. La mezcla de polvo de base polimérica consumible de la reivindicacion 1, en donde al menos una mayoria de la
pluralidad de particulas de base polimérica tiene una composicién homogénea.

5. La mezcla de polvo de base polimérica consumible de la reivindicacion 1, en donde al menos una mayoria de la
pluralidad de particulas de base polimérica tienen una longitud no mayor que 250 micrones.

6. La mezcla de polvo de base polimérica consumible de la reivindicacion 1, en donde la pluralidad de particulas
de base polimérica tiene una longitud promedio de no mas de 225 micrones.

7. Un método para formar una mezcla de polvo de base polimérica consumible, el método que comprende:
proporcionar una pluralidad de estopas de base polimérica que comprenden una pluralidad de fibras de base
polimérica;

agregar la pluralidad de estopas de base polimérica en una estopa de base polimérica agregada; y

formar sucesivamente una pluralidad de particulas de base polimérica a partir de la estopa de base polimérica
agregada,

en donde al menos 80% de la pluralidad de particulas de base polimérica tienen una forma en general cilindrica y
en donde la pluralidad de particulas de base polimérica tienen un tramo de distribucién de longitud de particula
(PLDS) de no mas de 1.2, donde PLDS es igual a (Lso - L2o)/Lso, determinado como se describe en la descripcion.

8. El método de la reivindicacidn 7, en donde formar sucesivamente una pluralidad de particulas de base polimérica
comprende cortar la estopa de base polimérica agregada para formar la pluralidad de particulas de base polimérica.

9. El método de la reivindicacién 7, en donde el método comprende ademas comprimir la estopa de base polimérica
agregado antes o durante la formacion de manera sucesiva de la pluralidad de particulas de base polimérica.

10. EI método de la reivindicacién 7, en donde el método comprende ademas tamizar la pluralidad de particulas
de base polimérica.

11. El método de la reivindicacion 7, en donde el método comprende ademas procesar en hiumedo la pluralidad de
particulas de base polimérica.

12. El método de la reivindicacion 11, en donde el procesamiento en humedo comprende ademas remover
cualquier auxiliar de procesamiento adicionado antes de formar la pluralidad de particulas de base polimérica.

13. El método de la reivindicacién 11, en donde el procesamiento en himedo comprende ademas introducir aditivos
adicionales a la pluralidad de particulas de base polimérica para mejorar las propiedades de procesamiento del
polvo, las propiedades mecanicas del polvo, degradacion térmica lenta, UV u otros tipos de degradacion de
polimeros, cambiar las propiedades opticas del polvo, introducir mejoras en la resistencia al fuego, o cambiar las
propiedades eléctricas u otras propiedades medibles del polvo.

14. El método de la reivindicacién 11, en donde el procesamiento en humedo comprende un fenol, alcohol u otro
tratamiento para preencoger la pluralidad de particulas de base polimérica.
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